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RÉSUMÉ


Les procédés d’ingénierie de surface par plasma sont en train de devenir des outils indispensables dans le développement d’implants, de senseurs et autres produits avancés en médecine. Ils permettent d’ajouter des fonctionnalités nouvelles et supérieures à ces instruments, comme rendre les surfaces biocompatibles ou leurs donner des propriétés anti-bactériennes. Une bonne adhésion des dépôts est essentielle pour optimiser l’effet biomédical voulu et maximiser sa durée. Les techniques à base de plasma ou de faisceaux d’ions permettent des modifications de la couche d’interface entre le substrat et la couche mince de telle sorte à améliorer substantiellement l’adhésion. Nous présentons trois exemples de traitement de surface en vue d’optimiser les forces d’adhésion.


Dans la 1ère application, un pré-traitement plasma est effectué sur des surfaces métalliques pour améliorer l’adhésion de films polymériques (parylène). Le produit résultant permettra le design et la fabrication d’électrodes et de senseurs biocompatibles pouvant être en contact direct avec les tissus. La 2e application concerne la déposition par pulvérisation cathodique d’une mince couche métallique sur des textiles à base de polymère. La surface polymérique est soumise à un traitement dans des conditions plasmas optimisées pour favoriser l’adhésion avec le dépôt métallique subséquent. L’utilisation de couches métalliques à base d’argent produit des textiles avec d’excellentes propriétés anti-bactériennes. Dans le 3e exemple, nous discutons de l’amélioration substantielle  des propriétés des dépôts par l’ajout d’une couche d’interface. En particulier, nous examinons le rôle de couches d’interface minces à base de carbone comme couches de transition pour la déposition de DLC (diamond like carbon) sur des substrats tels le silicium, l’aluminium et le titane. Nous avons observé que les propriétés d’adhésion du film DLC peuvent être améliorées par la production  d’une couche de transition à base de carbone dans un environnement plasma à basse pression et en présence d’une polarisation d.c. pulsée sur le substrat. 







